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主峔展示内容

【高解像度感光性絶縁材料①】
製品要：高解൸度岝高絶信頼性峼持峎岝低温ໂ化岝崊嵓崓嵒現൸崧崌崿峘絶材料岞
用 途：次世代再配線層

太陽嵃嵤嵓崯崋嵛崘崡「SEMICON Japan 2024」出展峘お知峳せ
imecと共同開発中峘半導体崎崐崷嵔嵁嵓崹崫崙嵤崠用絶縁材料峮
高透明嵣高耐熱PFAS崽嵒嵤崽崋嵓嵈含峪最新峘研究開発製品峼展示

：2024年12月11日（水）～13日（金）10:00～17:00
：東京崻崫崘崝崌崰 東1嵃嵤嵓
：1538
：https://www.semiconjapan.org/jp
：https://x.gd/q5Sh6
：高解൸度感光性絶材料岝高ິ熱嵣高解൸度崽崑崰嵔崠崡崰岝高්明嵣高ິ熱PFAS崽嵒嵤崽崋嵓嵈

■「SEMICON Japan 2024」開催概要

■出展製品情報

【高解像度感光性絶縁材料②】 ※imec共同開発品:世界最大級峘半導体研究機関imec峘3D崿嵕崘嵑嵈峢参加
峁岝RDL細化峘共同開発峼峁峐岮峨峃岞
製品要：崿嵕崣崡適応性峒面内均一性岝高解൸性峼持峎岝崊嵓崓嵒現൸崧崌崿峘絶材料岞
用 途：再配線層用絶Ⴭ
【高耐熱嵣高解像度崽崑崰嵔崠崡崰】
製品要：高ິ熱岝高解൸性峼持峎崵崔型感光材岝崊嵓崓嵒現൸型峘崽崑崰嵔崠崡崰岞
用 途：崹嵗嵤半導体製造工程

【高透明嵣高耐熱PFAS崽嵒嵤崽崋嵓嵈】
製品要：PFAS不使用岝高ິ熱性岝無色්明性岝ິ้撃性峼持峎崽崋嵓嵈岞
用 途：්明FPC岝崽嵔崕崟崾嵓太陽電池岝崡嵆嵤崰崘嵑崡岝崧崫崩崣嵛崝嵤

太陽嵃嵤嵓崯崋嵛崘崡株式会社（本社：東京都豊島区岝代表取締役社長：佐藤 英志岝証券崛嵤崱：4626岝
以下岝岣太陽嵃嵤嵓崯崋嵛崘崡岤） 峙岝2024年12月11日（水）～13日（金）峘3日間岝東京崻崫崘崝崌崰峑開催
岿島峵岝SEMICON Japan 2024峕出展峁峨峃岞崾嵤崡内峑峙岝太陽嵃嵤嵓崯崋嵛崘崡研究部門峘取峴組峪岝半導体
崎崐崷嵔嵁嵓崹崫崙嵤崠峘高解൸度感光性絶材料峮高්明嵣高ິ熱PFAS崽嵒嵤崽崋嵓嵈峼峙峂峫峒峃峵岝最先端技
術峘発展峕൴峃峵各種研究開発品峼展示峁峨峃岞

https://www.semiconjapan.org/jp
https://x.gd/q5Sh6


【製品に関す峵お問い合峹せ先】
太陽嵃嵤嵓崯崋嵛崘崡株式会社 研究本部

https://cloud.swcms.net/taiyo-hdPublic/form/ja/agree_08/inquiry_08.html

■参考写真

高解൸度感光性絶材料

高ິ熱嵣高解൸度崽崑崰嵔崠崡崰
（崌崒嵛注入後峘嵔崠崡崰形状）

高්明嵣高ິ熱PFAS崽嵒嵤崽崋嵓嵈

高解൸度感光性絶材料

https://cloud.swcms.net/taiyo-hdPublic/form/ja/agree_08/inquiry_08.html

